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Abstract (en)
[origin: US4417954A] An organometallic electrolyte for the electrodeposition of aluminum is described which exhibits high throwing power as
well as high conductivity and good solubility and is commercially readily accessible. For this purpose, the invention provides an electrolyte of a
formula based upon an organometallic complex of potassium, rubidium or cesium fluoride in combination with a series of organometallic aluminum
compounds.

Abstract (de)
Es soll ein metallorganischer Elektrolyt zur galvanischen Abscheidung von Aluminium angegeben werden, der sowohl eine hohe Streufahigkeit als
auch eine hohe Leitfahigkeit und eine gute Loslichkeit aufweist und kommerziell leicht zuganglich ist. Die Erfindung sieht dazu einen Elektrolyt vor,
der folgende Zusammensetzung aufweist: MeF - [(m-n) AIEt3 - n AIR3], wobei folgendes gilt: Me = K, Rb oder Cs; R = H oder CxH2x+1 mit x = 1 und
3 bis 8, wobei wenigstens zwei Gruppen R Alkylreste sind; m = 1,3 bis 2,4 und n = 0,1 bis 1,1, wobei m > 2n sein muB3.
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